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국제 > 동북아

해당 기사 - SCMP 갈무리

중국이 반도체 생산에 사용되는 리소그래피(반도체 제작공정 중 실리콘 웨이퍼

에 회로 패턴을 형성하는 공정) 장비에 대한 제재를 우회할 새로운 방법으로 입

자 가속기를 사용, 새로운 리소그래피를 제작할 수 있는 공장을 세우고 있다고

홍콩의 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 25일 보도했다.

미국의 대중 수출 규제에 동참하기로 한 네덜란드 정부는 자국업체 ASML 등에

EUV(극좌외선) 리소그래피 장비 등 생산 설비를 수출하려면 정부의 허가를 의

무화하는 조치를 시행했다. 사실상 이 장비의 대중 수출을 금지한 것이다. 

EUV 리소그래피 장비는 가장 최첨단 리소그래피 장비다.

中 입자가속기 사용한 대규모 반도체칩 공장 건설 추진
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이 같은 상황에서 칭화대의 탕촨샹 교수는 “EUV 리소그래피 장비를 독자적으

로 개발하려면 아직 갈 길이 멀지만 SSMB 방식으로 만든 EUV 광원이 제재 기

술에 대한 대안이 될 수 있다”고 밝혔다.

SSMB는 탕교수 연구팀이 개발한 새로운 발광 메커니즘으로, 이를 활용하면 EU

V광을 생산, EUV 공정을 활용한 칩 생산이 가능해지는 것으로 알려졌다.

SSMB 방식은 스탠퍼드 대학의 중국계 교수인 자오우에 의해 처음으로 제기된

개념이며, 자오우는 중국의 저명 물리학자인 양전닝의 제자다.

칭화대 연구팀은 이미 당국과 협의아래 지름 100~150m의 입자 가속기 설치부

지를 모색하고 있다. 이는 농구장 두 개 크기에 해당한다.

입자 가속기를 통한 반도체 생산은 대량생산은 물론 비용도 크게 절약하게 해

줄 전망이다.

이 같은 공장 건설은 저비용 대량생산뿐만 아니라 중국이 2nm(나노미터) 칩과

그 이상의 첨단 칩 생산에서 선도적인 역할을 할 수 있도록 도와줄 것이라고 S

CMP는 전망했다.
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